物理学院薛书文教授和谢伟博士赴韩国参会信息公示

应韩国真空学会主席康熙俊邀请，经研究，我校拟派物理学院物理系主任薛书文教授和物理学院物理系教师谢伟博士赴韩国参加“第20届国际真空大会”。出访日期定于2016年8月20日至8月26日止。所有费用从2016年度中央财政支持地方高校专项资金“太阳能利用材料与器件科研创新团队”项目中支出。根据省市有关因公出国（境）管理的规定，现将薛书文和谢伟出访相关内容予以公示。公示时间为2016年7月12日至18日。如有不同意见，请在公示期内，向学校纪委（电话：0759-3182831）或国交处（电话：3183077、3182713、3183217）反映。
       岭南师范学院因公出国（境）团组出访前信息公示表

	出访团组名称   
	物理学院薛书文教授和谢伟博士赴韩国参会
	团组负责人
	总人数

	出访任务
	参加第20届国际真空大会，技术交流与成果展示
	薛书文
	2人

	出访国家或地区及停留时间
	韩国
出访日期定于2016年8月20日至8月26日，在韩国停留7天。

	经费预算及来源
	[bookmark: _GoBack]两人共约50，217.10元，从2016年度中央财政支持地方高校专项资金“太阳能利用材料与器件科研创新团队”项目中支出。

	邀请函及邀请单位（人）情况介绍（另附）
	邀请单位: 韩国真空学会
邀请人:韩国真空学会会长康熙俊

	

团
组
成
员
	姓名
	工作单位及职务
	     个人主要公务

	
	薛书文
	物理科学与技术学院物理系系主任，教授
	展示论文"Preparation and characterization of cubic lattice ZnS:Na films with (111) preferred orientation "。交流真空专业技术，了解国际真空技术教育教学与科研经验，为学科建设提供参考，为真空专业建设拓展思路。

	
	谢伟
	物理科学与技术学院物理系教师，博士
	展示论文" White light emission for Tm3+-Dy3+-Eu3+ Tri-codoped Bi2VO5.5 Thin Films"。交流真空专业技术，了解国际真空技术领域最新研究进展。

	
往返航线
	湛江→广州→釜山→广州→湛江

	公示方式和范围
	本单位网站主页或公示栏

	
公示时间
	2016年7月12日至18日止（5个工作日）

	

备注
	1、 邀请函、日程安排、邀请单位情况介绍等请见附件。
2、 该团出访回国后1个月内，将以同样方式公示出访任务完成情况。



邀请函
 (参加各种活动、会议、一般研修 C-3-1 短期访问签证邀请函标准样式)
1. 基本信息
  （1）邀请人(Inviter)
	法人(机构)名称
	韩国真空学会
	事业者登陆
(固有)号码
	220-82-02438

	代表着姓名
	康熙俊
	 联系电话
	+82-2-567-9486

	机关所在地址
	首尔特别市，江南区，德黑兰路435，710号（三成洞，大众楼）

	负责人 
	名字
	康熙俊

	
	职位
	会长

	
	联络方式
	电话 
	+82-2-567-9486
	传真
	+82-2-567-5675
	邮箱
	kvs@kvs.or.kr


  
 （2）受邀请人(Invitee)
	姓名   (中文，英文)
	薛书文
	国籍
	中国
	性别
	男

	出生日期
	1970.6.19
	护照号码
	
	联络
方式
	家庭电话:
公司电话:0759-3183424
手机: 13692446488

	单位
	岭南师范学院
	职位
	教师
	
	家庭电话:
公司电话:
手机:



3. 停留时间   2016年8月20日至26日
4. 邀请内容(※必要时可将日程表及教育内容另附)
第一天：2016年8月20日
上午：从中国广州乘坐飞机飞往韩国釜山。
下午：抵达釜山机场，乘坐巴士到酒店。
在釜山逗留一晚。
第二天：2016年8月21日
早晨：参加主办单位举办的短期课程
视频磁控溅射的基本要点,主讲人：Diederik Depla
下午：参加主办单位举办的短期课程
新型纳米结构，合成与应用,主讲人：László Forró
晚上：会议注册
在釜山逗留一晚。
第三天：2016年8月22日
早晨：参加大会开幕式和大会邀请报告。
Omniphobic材料的设计方法，主讲人：Joanna Aizenberg
纳米化学，纳米能源医学，主讲人：Taeghwan Hyeon
从量子反常霍尔效应的界面增强高温超导，主讲人：薛其坤
下午：参加分会报告，与各国到会专家交流。
STM控制单分子光谱学,主讲人：Zhenchao Dong
纳米生物界面阵列CMOS芯片，主讲人Donhee Ham
新型三维分子成像的高质量分辨率的技术，主讲人：Ian Gilmore
在釜山逗留一晚。
第四天：2016年8月23日
早晨：参加全体会议和大会邀请报告，与各国到会专家交流。
等离子体参数与能量控制的薄膜结构设计与合成，主讲人：Jeon Geon Han
利用表面主讲人原子自旋量子特性，主讲人：Andreas Heinrich
RT稳定晶体C12A7表面和催化剂载体，主讲人：Hideo Hosono
电子与光电在范德瓦尔斯异质结，主讲人：Philip Kim
下午：参加分会报告，粘贴海报《（111）晶面取向的ZnS:Na薄膜的制备及表征》，展示研究成果，接受参会代表质询讨论。
在釜山逗留一晚。
第五天：2016年8月24日
早晨：参加全体会议和大会邀请报告，与各国到会专家交流。
功能纳米复合材料的等离子体沉积，主讲人：Franz Faupel 
产生和探测量子点的单原子精度，主讲人：Stefan Fölsch
单个金属有机配合物的磁各向异性的操作及其与基底的相互作用，主讲人：Katharina Franke
结构动力学、双电层形成在离子液体/电极界面的电化学频率调制原子力显微镜和MD计算分析，主讲人：Ken-ichi Fukui
下午：参加分会报告，粘贴海报《（111）晶面取向的ZnS:Na薄膜的制备及表征》，展示研究成果，接受参会代表质询讨论。
恶劣环境下的纳米涂料，从设计到制造，主讲人：Jolanta E. Klemberg-Sapieha
磁铁矿表面单原子催化，主讲人：Gareth Parkinson
构建大型超高真空系统工业技术，主讲人：Yoshio SAITO
单原子纳米机械系统，主讲人：Michael L. Roukes
在釜山逗留一晚。
第六天：2016年8月25日
早晨：参加全体会议和大会邀请报告，与各国到会专家交流。
量子力学指导材料设计的表面工程，主讲人：Jochen M. Schneider
有机-无机杂化钙钛矿材料的光伏应用，主讲人：Jochen M. Schneider
下午：参加分会报告，粘贴海报《（111）晶面取向的ZnS:Na薄膜的制备及表征》，展示研究成果，接受参会代表质询讨论，与各国到会专家交流。
在真空技术中的研究现状，主讲人：Makoto
创造和探索石墨烯的电子光学与本地扫描探针，主讲人：Yong-Hyeon Shin
在釜山逗留一晚。
第七天：2016年8月26日
早晨：参加分会报告，与各国到会专家交流。
常压低温等离子体在牙科粘结，主讲人：Sung Min Cho
现在和未来的OLED显示器，主讲人：Byeong-Hoon Cho
卷对卷制OLED照明设备，主讲人：Sung Min Cho
现在和未来的OLED显示器，主讲人：Ho Kyoon Chung 
紫外LED器件和高密度倒装芯片封装技术，主讲人：Jiangnan Dai
中午：参加大会闭幕式。
晚上：离开韩国，乘坐飞机返回中国广州。
5. 邀请人责任
在韩停留期间，邀请人需保证受邀请人将遵守法律法规，按时归国，如有违法行为，邀请人将承担相应法律责任。
2016 年  6  月 20 日

邀请人姓名  康熙俊    法人
邀请函
 (参加各种活动、会议、一般研修 C-3-1 短期访问签证邀请函标准样式)
1. 基本信息
  （1）邀请人(Inviter)
	法人(机构)名称
	韩国真空学会
	事业者登陆
(固有)号码
	220-82-02438

	代表着姓名
	康熙俊
	 联系电话
	+82-2-567-9486

	机关所在地址
	首尔特别市，江南区，德黑兰路435，710号（三成洞，大众楼）

	负责人 
	名字
	康熙俊

	
	职位
	会长

	
	联络方式
	电话 
	+82-2-567-9486
	传真
	+82-2-567-5675
	邮箱
	kvs@kvs.or.kr


  
 （2）受邀请人(Invitee)
	姓名   (中文，英文)
	谢伟
	国籍
	中国
	性别
	男

	出生日期
	1984.5.1
	护照号码
	
	联络
方式
	家庭电话:
公司电话:0759-3183424
手机:13822541773

	单位
	岭南师范学院
	职位
	教师
	
	家庭电话:
公司电话:
手机:



3. 停留时间   2016年8月20日至26日
4. 邀请内容(※必要时可将日程表及教育内容另附)
第一天：2016年8月20日
上午：从中国广州乘坐飞机飞往韩国釜山。
下午：抵达釜山机场，乘坐巴士到酒店。
在釜山逗留一晚。
第二天：2016年8月21日
早晨：参加主办单位举办的短期课程
视频磁控溅射的基本要点,主讲人：Diederik Depla
下午：参加主办单位举办的短期课程
新型纳米结构，合成与应用,主讲人：László Forró
晚上：会议注册
在釜山逗留一晚。
第三天：2016年8月22日
早晨：参加大会开幕式和大会邀请报告。
Omniphobic材料的设计方法，主讲人：Joanna Aizenberg
纳米化学，纳米能源医学，主讲人：Taeghwan Hyeon
从量子反常霍尔效应的界面增强高温超导，主讲人：薛其坤
下午：参加分会报告，与各国到会专家交流。
STM控制单分子光谱学,主讲人：Zhenchao Dong
纳米生物界面阵列CMOS芯片，主讲人Donhee Ham
新型三维分子成像的高质量分辨率的技术，主讲人：Ian Gilmore
在釜山逗留一晚。
第四天：2016年8月23日
早晨：参加全体会议和大会邀请报告，与各国到会专家交流。
等离子体参数与能量控制的薄膜结构设计与合成，主讲人：Jeon Geon Han
利用表面主讲人原子自旋量子特性，主讲人：Andreas Heinrich
RT稳定晶体C12A7表面和催化剂载体，主讲人：Hideo Hosono
电子与光电在范德瓦尔斯异质结，主讲人：Philip Kim
下午：参加分会报告，粘贴海报《Tm3+-Dy3+-Eu3+共掺杂Bi2VO5.5薄膜的白光发射》，展示研究成果，接受参会代表质询讨论。
在釜山逗留一晚。
第五天：2016年8月24日
早晨：参加全体会议和大会邀请报告，与各国到会专家交流。
功能纳米复合材料的等离子体沉积，主讲人：Franz Faupel 
产生和探测量子点的单原子精度，主讲人：Stefan Fölsch
单个金属有机配合物的磁各向异性的操作及其与基底的相互作用，主讲人：Katharina Franke
结构动力学、双电层形成在离子液体/电极界面的电化学频率调制原子力显微镜和MD计算分析，主讲人：Ken-ichi Fukui
下午：参加分会报告，粘贴海报《Tm3+-Dy3+-Eu3+共掺杂Bi2VO5.5薄膜的白光发射》，展示研究成果，接受参会代表质询讨论。
恶劣环境下的纳米涂料，从设计到制造，主讲人：Jolanta E. Klemberg-Sapieha
磁铁矿表面单原子催化，主讲人：Gareth Parkinson
构建大型超高真空系统工业技术，主讲人：Yoshio SAITO
单原子纳米机械系统，主讲人：Michael L. Roukes
在釜山逗留一晚。
第六天：2016年8月25日
早晨：参加全体会议和大会邀请报告，与各国到会专家交流。
量子力学指导材料设计的表面工程，主讲人：Jochen M. Schneider
有机-无机杂化钙钛矿材料的光伏应用，主讲人：Jochen M. Schneider
下午：参加分会报告，粘贴海报《Tm3+-Dy3+-Eu3+共掺杂Bi2VO5.5薄膜的白光发射》，展示研究成果，接受参会代表质询讨论，与各国到会专家交流。
在真空技术中的研究现状，主讲人：Makoto
创造和探索石墨烯的电子光学与本地扫描探针，主讲人：Yong-Hyeon Shin
在釜山逗留一晚。
第七天：2016年8月26日
早晨：参加分会报告，与各国到会专家交流。
常压低温等离子体在牙科粘结，主讲人：Sung Min Cho
现在和未来的OLED显示器，主讲人：Byeong-Hoon Cho
卷对卷制OLED照明设备，主讲人：Sung Min Cho
现在和未来的OLED显示器，主讲人：Ho Kyoon Chung 
紫外LED器件和高密度倒装芯片封装技术，主讲人：Jiangnan Dai
中午：参加大会闭幕式。
晚上：离开韩国，乘坐飞机返回中国广州。
5. 邀请人责任
在韩停留期间，邀请人需保证受邀请人将遵守法律法规，按时归国，如有违法行为，邀请人将承担相应法律责任。
2016 年  6  月 20 日

邀请人姓名  康熙俊   法人
2016年6月6日
薛书文博士
物理科学与技术学院
岭南师范学院

亲爱的薛书文博士，
我很荣幸能够代表组委会，邀请您2016年8月21日—26日参加在韩国釜山举行的第二十国际真空会议（IVC-20）。

IVC系列会议是由国际真空科学技术与应用联盟（IUVSTA）组织，该联盟包括世界各国的真空学会。IVC系列会议IUVSTA的重要会议，其重点是交流在表面科学领域的最新进展、等离子体技术、真空应用科学、纳米材料、电子材料、薄膜、表面工程、生物材料和生物界面，新能源材料等。每三年举办一届，每届均有来自世界各地的2000多位科学家在大会上交流。

您的摘要已经被接受，您将被邀请参加学术交流。我们坚信，您的发言将对IVC-20的发展做出贡献，也将使得IVC-20对其他所有参与者更有意义。
报告标题：Preparation and characterization of cubic lattice ZnS:Na films with (111) preferred orientation
报告类型：Poster Persentaion

这封邀请信是用来作为一个正式文件，为获得您的机构或当地的韩国大使馆的签证许可。请注意，本次邀请不代表组委会将提供任何旅行费用。机票、酒店、地面交通、吃饭和旅游保险等是本文件接收者自己的责任。

更多关于大会的详细信息，请访问我们的网站www.ivc20.com或联系秘书处（contract@ivc20.com）。

我们期待着在8月欢迎您！

你真诚的，
Young Kuk                                           Hee Jae Kang
IVC-20组委会主席                                   IVC-20大会主席








2016年6月6日
谢伟博士
物理科学与技术学院
岭南师范学院

亲爱的谢伟博士，
我很荣幸能够代表组委会，邀请您2016年8月21日—26日参加在韩国釜山举行的第二十国际真空会议（IVC-20）。

IVC系列会议是由国际真空科学技术与应用联盟（IUVSTA）组织，该联盟包括世界各国的真空学会。IVC系列会议IUVSTA的重要会议，其重点是交流在表面科学领域的最新进展、等离子体技术、真空应用科学、纳米材料、电子材料、薄膜、表面工程、生物材料和生物界面，新能源材料等。每三年举办一届，每届均有来自世界各地的2000多位科学家在大会上交流。

您的摘要已经被接受，您将被邀请参加学术交流。我们坚信，您的发言将对IVC-20的发展做出贡献，也将使得IVC-20对其他所有参与者更有意义。
报告标题：White light emission for Tm3+-Dy3+-Eu3+ Tri-codoped Bi2VO5.5 Thin Films
报告类型：Poster Persentaion

这封邀请信是用来作为一个正式文件，为获得您的机构或当地的韩国大使馆的签证许可。请注意，本次邀请不代表组委会将提供任何旅行费用。机票、酒店、地面交通、吃饭和旅游保险等是本文件接收者自己的责任。

更多关于大会的详细信息，请访问我们的网站www.ivc20.com或联系秘书处（contract@ivc20.com）。

我们期待着在8月欢迎您！

你真诚的，
Young Kuk                                           Hee Jae Kang
IVC-20组委会主席                                   IVC-20大会主席



邀请单位情况介绍
国际真空大会(IVC-20)(The 20th International Vacuum Congress， IVC-20)，这是IUVSTA国际真空联盟最重要的大型国际会议，每三年举办一次，在欧洲、亚洲和美洲轮流举行。
第二十届国际真空大会(IVC-20)将于2016年8月21日至26日在韩国釜山(BEXCO)举行，由国际真空科学技术与应用联盟(IUVSTA)、韩国真空学会(KVS)主办。内容涵盖真空科技，表面科技，纳米科技，信息科技和薄膜材料等领域，是展示国际真空领域最新研究成果，最高学术水平，具有广泛影响的大型国际学术会议。并且按照传统，将会同时举办第16届 表面科学国际会议(16th International Conference on Surface Science ，ICSS-16)，2016年纳米科学与技术国际会议(International Conference on Nanoscience and Technology ，ICN+T 2016)，第8届亚洲澳大利亚真空与表面科学会议 (8th Vacuum and surface Sciences Conference of Asia and Australia ，VASSCAA-8)。
本次大会将有来自世界各地的3000多名专家学者参加，大会邀请报告80多个，其中包含哈佛大学的Joanna Aizenberg教授，马普所所长Erwin Neher教授，日本东北大学的Hideo Ohno教授，国立首尔大学的Taeghwan Hyeon教授，清华大学的薛其坤院士，三星国际集团的Kinam Kim总裁等众多国际一流专家。
地点：韩国首尔  时间：2016.8.21-26
网址：http://ivc20.com/sub01_1.php
